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Abstract (en)
Decoupling and drainage system (1) comprises an anchoring layer (2) completely filled with a capillary-refracting filling (18) which prevents capillary
formation of an unwanted liquid line between a drainage layer (3) and a ceramic covering (10). Preferred Features: The capillary-refracting filling is
made from a mineral granular material, preferably quartz sand having an average grain size of 0.5-3 mm, preferably 1-1.6 mm. The granular material
has a binder made from a polymer material.

Abstract (de)
Bei einem mehrschichtigen Entkopplungs- und Drainagesystem (1), insbesondere fir die Verlegung keramischer Belage (10) im Dinnbettverfahren
(12), aufweisend einen Schichtaufbau, aufgefiihrt von unten nach oben, mit einer aus einem ersten Strukturelement gebildeten Drainageschicht
(), einer nur fur Fluide durchlassigen Schicht (6), einer aus einem zweiten Strukturelement gebildeten Verankerungsschicht (2) fir eine im Bereich
der Oberseite des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) einzubringende Fiillung (18) und einer an der Verankerungsschicht (2) zumindest
abschnittsweise fest angeordneten Armierungsschicht (5), ist zur Verbesserung der Drainagefunktion sowie zur Verhinderung einer Ruckférderung
von Flussigkeiten aus der Drainageschicht zu dem Keramischen Belag vorgesehen, daf3 die Verankerungsschicht (2) im wesentlichen vollstandig mit
einer kapillarbrechenden Fullung (18) ausgefullt ist, die eine Kapillarbildung zur unerwiinschten Flussigkeitsleitung zwischen der Drainageschicht (3)
und dem keramischen Belag (10) unterbindet.
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